
Classe FX 
de Baixo Fluxo

A nova Classe FX de Baixo Fluxo possui todas as vantagens inerentes à reconhecida Classe FX, 
associada a uma nova membrana
Helixone? de Baixo Fluxo. 

A membrana Helixone? é produzida com recurso à Nanotecnologia (Nano Controlled Spinning 
Technology, NCS?) a qual permite obter uma estrutura e uma distribuição dos poros excepcionalmente 
bem definidas. 

Através da Nanotecnologia  foi possível um aumento do diâmetro médio dos poros e uma distribuição 
mais uniforme dos mesmos (comparativamente à série HPS).

O aumento do número de poros por m2 associado à reduzida espessura da membrana Helixone? 
traduz-se numa melhoria significativa da depuração das moléculas de baixo peso molecular.
Resultado: é possível obter melhores performances com dialisadores de superfície inferior. 

Uma nova geração de dialisadores de Baixo Fluxo com 
clearences difusivas optimizadas
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Características Técnicas
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